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リコーテクノロジーセンターは、大森事業所（東京都
大田区）や厚木事業所（厚木市）などに分散していた
日本国内の画像＆ソリューション製品（複合機・プリン
ター等）の開発拠点を集結し、要素技術開発から生産
技術、さらには製品評価までを一箇所に集約した
リコーの技術開発拠点。部門を超えたクロスファン
クショナルな開発体制をとることが可能となり、開発
効率の向上が可能になりました。

海老名市に複合機 /プリンターの開発拠点として、
リコーテクノロジーセンター設立
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